
Ӧཧ೦ܦ 
ٕज़のͨΏ·͟Δݚᮎɺ੡品のߴ౓Խɺࣾ ձ΁のݙߩɺࣗ ༝ᮣୡ

* 1φϊϝʔτϧʢ1nmʣ́ 100ສ෼の1ϛϦϝʔτϧɻ൅のໟのଠ͞の໿10ສ෼の1

ࣾձͱͱ΋ʹൃల͠ߴɺ ͍৴པΛͤدΒΕΔ
ັྗ͋Δا業Ͱ͋Γଓ͚Δ͜ͱΛ໨͢ࢦ

ӦϏδϣϯܦ 
ಈʢຬ଍Ͱ͖Δੑೳɺίετɺ品࣭ʣΛ௨ͯ͡ɺײ෇ՃՁ஋੡品ʹΑΔߴ
ੈքͰ৴པ͞ΕΔا業άϧʔϓΛ໨͢ࢦɻ

 Ձ஋૑造のݯઘ 
ज़ٕ޻ՃࡉಈΛ૑造͢Δඍײ �
౦ژԠԽ͸ɺφϊϝʔτϧ*ྖҬͰのඍࡉԽͱԠ༻ٕज़のల։ɺ
ٕज़ϚʔέςΟϯάͱ৽͍͠ࢹ఺͔Βのߴ෇ՃՁ஋ٕज़։ൃʹΑΓɺ
൒ಋମ੡଄Λ͸͡Ίͱ͢Δɺ෯͍޿෼໺ͰՁ஋Λఏ͍ͯ͠ڙ·͢ɻ

Our Philosophy

Challenge for 
the Future
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ʕ౦ژԠԽՊֶٕज़ৼஂࡒڵのઃཱʹ͋ͨΓʕ

ʕઓޙの࠶ग़ൃʹ͋ͨͬͯ のํ਑ʕ

 Ҫ ൟਖ਼૑業ऀ޲

೔ຊͷۀ޻Խ͕Ճ଎ͨ͠ত࿨ॳ͔ظΒߴ౓ࡁܦ
੒௕ظͷϑΝΠϯέϛΧϧ෼໺ʹ͓͍ͯɺಠࣗͷ
ਫ४ͷ੡඼ߴ࠷Ͱ਺ଟ͘ͷੈք͞ڧͱ೪Γੑײ
Λੈʹग़ͨ͠૑ۀ ɾऀ޲Ҫൟਖ਼ɻ޲Ҫ͕ैۀһ
΋ɺ౰ࣾͷࡏݱ༿͸ɺݴҎԼͷͨͬޠΓฦ͠܁ʹ
DNAͱ͠ ͯଉ͍͍ͮͯ·͢ɻ

ଞ͕ࣾ༰қʹਅࣅͰ͖ͳ͍ɺ
ࣗ෼΋ଞਓのਅࣅΛ͠ͳ͍ɺ
७౓඼Λओମͱ͢Δɺߴ

ΒΕͨ΋のͮ͘Γ͑ࢧʹज़ྗٕ͍ߴ

のൃలのͨΊʹ͸ɺࠃͰ͋Δզ͕ࠃখݯࢿ
ΒੵΈ্͛ͨಠٕࣗज़の։ൃͱɺ͔ڀݚతૅج
ͦの࢈業΁の応༻͕ਓྨのฏ࿨ͱൟӫʹͭͳ͕Δ

Our DNA

ͲのΑ͏ͳࠔ೉͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɺࣾձʹ໾ཱͭɺ
ଞ͕ࣾखֻ͚ͳ͍Α͏ͳ੡඼の։ൃʹ௅ઓ͍ͨ͠

ʕ૑業ͨ͛ܝʹ࣌ཧ૝ʕ 
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Our History

経営理念に根ざした価値創造
創立以来の78年間、4つの経営理念を愚直に実践することで、東京応化は進化してきました。
今後も自由闊達な風土のもと、技術のたゆまざる研鑽と製品の高度化に邁進し、社会へ貢献し続けていきます。

社会への貢献
■ 産業のイノベーションに資す
るファインケミカル製品の
開発・提供
■ 社会的課題の解決への貢献

技術の
たゆまざる研鑽
■ 各時代におけるフォトレジス
トの開発

創業～1969年 1970年～

自由闊達
■ 従業員が生き生きと働ける
職場づくり

■ 安全で健康に働ける環境づ
くり
■ ダイバシティ＆インクルージョン

炭坑用キャップライト向け蓄電池
電線
白黒テレビ

カラーテレビ　電卓
ワープロ　PC　
ビデオデッキ　CDプレーヤー
家庭用ゲーム機

工業化社会への貢献 半導体用フォトレジスト      の開発・提供により、各時代のイノベーションに貢献

主な用途
・

最終製品等

1968*1 半導体用ネガ型フォトレジスト
1971 環境対応型合成ゴム系レジスト
1972 国産初の半導体用ポジ型フォトレジスト

“フォトレジストの東京応化”の確立

主要な
フォト
レジスト

“フォトレジストの東京応化”の確立

1936 国産初の高純度水酸化カリウム
1964 世界最高純度の水酸化カリウム

世界最高の “高純度化技術”の確立

主要な
高純度
製品等

*1 各製品名の前の年は、原則として初号製品の出荷年を表示しています。
 また、回路線幅の該当年代については、当社推定を含みます。

1976 労働組合結成
1979 従業員持株会を設立
1986 健康保険組合設立

1961 社員提案制度を開始

自由闊達な社風の醸成

主な
従業員施策
・労働安全
施策等

製品の高度化
■ 製品中に含まれる不純物を
極限まで低減する高純度化
技術の追求
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ϙέοταΠζͷܦӦཧ೦ΧʔυΛ
೔ຊޠɺӳޠɺؖ ੒ɻ࡞Ͱޠࠃɺதޠࠃ
શάϧʔϓͷैۀһ͕ܞଳ͍ͯ͠·͢ɻ

Ӧཧ೦Χʔυܦ

1990೥ʙ 2000೥ʙ 2010೥ʙ

ΧϥʔςϨϏɹి୎
ϫʔϓϩɹPCɹ
ϏσΦσοΩɹCDϓϨʔϠʔ
Ոఉ༻ήʔϜ機

ଳి࿩ɹDVDϓϨʔϠʔܞ
ϋΠϒϦουΧʔ

AIɹIoT
ࣗಈӡసɹ5G௨৴

ӷথσΟεϓϨΠɹ
εϚʔτϑΥϯ
λϒϨοτ୺຤

൒ಋମ༻ϑΥτϨδετ      の։ ɾൃఏڙʹΑΓɺ֤࣌୅のΠϊϕʔγϣϯʹݙߩ

1987 iઢ༻ϑΥτϨδετ
1995 KrF༻ϑΥτϨδετ

2001 ArF༻ϑΥτϨδετ 2018 EUV༻ϑΥτϨδετ

130*1nm 130ʙ32nm 32ʙ7nmճ࿏
ઢ෯

ճ࿏
ઢ෯

ճ࿏
ઢ෯

ϑΥτϨδετのߴ७౓Խ
ݮ७౓Խֶༀ品のෆ७෺௿ߴ

ϑΥτϨδετのߴ७౓Խ
ݮ७౓Խֶༀ品のෆ७෺௿ߴ
௒ੑߴೳચড়ӷ

10ppt*2ҎԼ

ppq*2Ϩϕϧ΁

੡品த
ෆ७෺1ppm*2ҎԼ੡品த

ෆ७෺

ϙέοταΠζͷܦӦཧ೦ΧʔυΛϙέοταΠζͷܦӦཧ೦ΧʔυΛ

*2 1ppmʹ 100ສ෼ͷ 1ɺ1pptʹ 1ஹ෼ͷ 1ɺ1ppqʹ 1,000ஹ෼ͷ 1

*3 ʮ͘ΔΈΜʯϚʔΫΛऔಘ（2012೥）ʗMSCI೔ຊ׆ੑঁג༂ࢦ਺（2017೥౓ɺ2019೥౓）ʗMSCIδϟύϯESGηϨΫτɾϦʔμʔζࢦ਺（2019೥౓）ʗ
SNAM αεςφϏϦςΟɾΠϯσοΫε（2018೥౓）ʗ݈ܦ߁Ӧ༏ྑ๏ਓ2018（ϗϫΠτ500）ʹ બఆ

1990 ҭٳࣇ৬੍౓Λಋೖ
1991 ૬໛ࣄ業ॴɺ
 ୈ1छແه֐ࡂ࿥540ສؒ࣌Λथཱ
1993 ྍཆิঈ੍౓Λಋೖ

2012 ै業һ࣋株ESOP৴ୗΛಋೖʢ2017೥ຬྃʣ
2012 ॳのঁੑ؅ཧ৬஀ੜ
2014 ʮTOKάϩʔόϧબൈڭҭʯΛ։࢝
ఆࡦըΛܭσʔλϔϧε͚ͨ޲ʹӦܦ߁݈ 2015
ൺ཰20ˋҎ্Λ໨ඪઃఆ༺࠾ੑঁ 2016

౓Λಋೖ੍༺ޏ࠶ 2003
2005 ͳΒ͠ۈ຿੍౓Λಋೖ
2007 νϟΠϧυέΞλΠϜΛಋೖ
2008 ࣦޮ༗ٳڅՋੵ੍ཱ౓Λಋೖ

੒௕ʹ൐͏ਓجࡒ൫の֦ॆ のҭ੒ࡒ୅άϩʔόϧਓੈ࣍
*3

005౷߹Ϩϙʔτ 2018

O
ur Focus

O
ur Foundation

D
ata S

ection
O

ur Value C
reation



Our Resources

຿ࡒ
ຊࢿ

੡଄
ຊࢿ

஌త
ຊࢿ

ഓ͖ͬͯͨಠࣗのܦӦݯࢿ
౦ژԠԽ͸ɺ֤ ຊͱɺಠࣗࢿ຿ࡒਟͳڧଓ͚Δ͜ͱͰɺ͠ݙߩʹ٬՝୊΍ࣾձత՝୊ʹԠ͑ɺΠϊϕʔγϣϯސ୅の࣌
のඇࡒ຿ࢿຊΛߏங͖ͯ͠·ͨ͠ɻޙࠓ΋֤ࢿຊΛ͞ΒʹਐԽͤ͞Δ͜ͱͰɺ࣋ଓతՁ஋૑଄ྗΛڧԽ͍͖ͯ͠·͢ɻ

Financial capital Manufactured capital Intellectual capital

 ௒௕ظΛݟਾ͑ͨࡒ຿ج൫
 ७࢈ࢿΛج४ͱͨ͠഑౰੓ࡦ

˙όϥϯεγʔτϚωδϝϯτ
૑ۀҎདྷͷDNAͰ͋Δχοντοϓઓ
ུɺڀݚ։ൃۀاܕͱͯ͠ͷੵۃతͳ
ϦεΫςΠΫɺ౰ࣾΑΓن໛͕େ͖ͳڝ
߹֤ࣾͱͷڝ૪Λɺʮ౤ࢿʯʮΩϟογϡϦ
βʔϒʯʮגओؐݩʯͷϕετόϥϯεͷ
௥ٻʹΑ࣮͍ͬͯͯ͠ݱ·͢ɻ

൫ج຿ࡒਟͳڧ˙
௒௕ظΛݟਾٕ͑ͨज़։ൃɺ௒௕ظʹ
ΘͨΔνϟϨϯδͷܧଓɺେن໛֐ࡂ
౳ͷෆଌ࣌ͷରԠΛ໨తʹɺʮӡసۚࢿʯ
ʮ౤ࢿ४උۚࢿʯʮϦεΫରԠۚࢿʯ͔ Β
ͳΔΩϟογϡϦβʔϒํ਑ΛఆΊ͍ͯ
·͢ɻࣗࢿݾຊൺ཰78.0%ɺD/EϨγ
Φ0.07ഒ（2018೥12݄ظ຤）ͱɺԽֶ
ηΫλʔͰτοϓΫϥεͷࡒ຿݈શੑΛ
༗͍ͯ͠·͢ɻ

ݩԽ͞Εͨ株主ؐڧ˙
҆ఆత͔ͭܧଓతͳגओ΁ͷརӹؐݩ
Λ໨తʹɺDOE（७࢈ࢿ഑౰཰）3.5ˋΛ
໨ॲͱ͢Δ৽ͨͳ഑౰ํ਑Λɺ2018೥
ɻ͢·͍ͯ͠ࢪ຤഑౰ΑΓ࣮ظͷظ12݄

ٻ཰の௥ޮ࢈ࢿ˙
ROE8%Ҏ্Λ໨͠ࢦɺROICɺIRR౳
ΛϞχλϦϯάࢦඪͱͨ͠౤ࢿɾۀࣄઓ
ུΛਪਐ͍ͯ͠·͢ɻ

 ੈ քߴ࠷ਫ४のඍࡉՃٕ޻ज़
 ੈ քߴ࠷ਫ४のߴ७౓Խٕज़

˙ඍࡉՃٕ޻ज़
ň൒ಋମճ࿏ઢ෯Λඍࡉʹ͢ΔͨΊͷࡐ
ྉʯʮ൒ಋମύοέʔδΛີߴ౓Խ͢Δ
ͨΊͷࡐྉʯʮ൒ಋମσόΠεΛ3ݩ࣍
ʹੵΈ্͛ΔͨΊͷࡐྉʯͷ։ൃɾ੡଄
ʹ͓͍ͯɺੈ քߴ࠷ਫ४ͷඍࡉՃٕ޻
ज़Λ஝ੵɾൃ͠شɺ͓ ٬༷Ͱ͋Δ൒ಋମ
ϝʔΧʔ΍ిࢠ෦඼ϝʔΧʔͷߴ౓ͳ
χʔζʹԠ͑ଓ͚͍ͯ·͢ɻ

७౓Խٕज़ߴ˙
੡඼தͷෆ७෺Λݶۃ·Ͱ௿ੈͨ͠ݮ
քߴ࠷७౓ͷԽֶༀ඼（ચড়ӷɺγϯ
φʔɺ૾ݱӷ౳）Λఏ͠ڙɺ࠷ઌ୺σό
Πεͷྔ࢈Խʹ͓͍ͯɺ٬ސ੡଄ϥΠϯ
ͷʮาཹΓ্޲ʯͱ͍͏ڞ༗Ձ஋Λ࣮͠ݱ
͍ͯ·͢ɻ෼ࢠαΠζͰͷੑೳ੍ޚͳ
Ͳɺ೉қ౓͕ྖ͍ߴҬʹ΋ڧΈΛൃ͠ش
͍ͯ·͢ɻ

˙χοντοϓ੡品
૑ۀҎདྷͷDNAʮଞ͕ࣾ༰қʹਅࣅͰ
͖ͳ͍ߴɺ ͍ٕज़ྗʹ͑ࢧΒΕͨ΋ͷͮ
Γ͘ʯΛड͚͗ܧɺχονͰɺٕ ज़స͕׵
ܹ͘͠ɺస׵εϐʔυͷ଎͍ྖۀࣄҬΛ
ओཁυϝΠϯʹઃఆ͠ɺϋΠΤϯυ͔ͭߴ
෇ՃՁ஋ͳ৽੡඼Λ։ൃɾ্͠ࢢଓ͚Δ
ϏδωεϞσϧΛల։͍ͯ͠·͢ɻ

 ߴ ਫ४のڀݚ։ൃ౤ࢿのܧଓ
্޲։ൃޮ཰のڀݚ 

։ൃඅ཰ڀݚߴച্͍ߴ˙
࿈݁ച্ߴʹର͠8%ఔ౓Λڀݚ։ൃ
ʹ౤Լ͠ɺࠃ಺ڌ఺ͷ΄͔ɺถࠃɾؖࠃɾ
୆࿷ͳͲւ֎Ͱͷڀݚ։ൃػೳ΋ڧԽ
͖ͯ͠·ͨ͠ɻओʹػೳੑߴ෼ࡐࢠྉ
ͷڀݚͱͦͷԠ༻ٕज़ͷ։ൃΛத৺ͱ
͠ɺ࠷ઌ୺ΤϨΫτϩχΫε෼໺ʹ͓͚
ΔඍࡉՃٕ޻ज़ͱߴ७౓Խٕज़ͷ͞Β
ͳΔڧԽʹ͚ͨ޲։ൃͷ΄͔ɺؔ ࿈૷
ஔ΍ੜٕ࢈ज़ͷ։ൃʹ΋஫ྗ͍ͯ͠·
͢ɻ৽ۀࣄن։ൃͰ͸ɺΦʔϓϯΠϊ
ϕʔγϣϯ΋Ճ଎͍ͯ͠·͢ɻ

։ൃઓུのਫ਼៛Խڀݚ˙
։ൃ෼໺ͷઓུతͳઃఆ΍ٕज़ڀݚ
ϚʔέςΟϯάͷ͞ΒͳΔਫ਼៛ԽʹऔΓ
૊Μͩ݁Ռɺڀݚ։ൃޮ཰（Ӧۀརӹʸ
͕（։ൃඅڀݚ ্ঢ޲܏ʹ͋Γ·͢ɻ

˙ઓུతͳಛڐϙʔτϑΥϦΦ
൒ಋମɺσΟεϓϨΠؔ࿈෼໺ͷ΄͔ɺ
৽ؔۀࣄن࿈ͷಛڐऔಘΛ֦େ͍ͯ͠
·͢ɻকདྷੑͷࠐݟΊΔ৽ٕنज़ͷ҆
ఆͨ͠ۀࣄల։ΛਤΔͱͱ΋ʹɺࢀೖো
นΛߏங͢ΔͨΊͷಛڐϙʔτϑΥϦΦ
Λܗ੒͍ͯ͠·͢ɻ
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ਓత
ຊࢿ

ࣾձɾ
܎ؔ
ຊࢿ

ࣗવ
ຊࢿ

Human capital Social and relationship 
capital

Natural capital

 人తࢿຊ΁の౤ࢿの֦ॆ
༂׆஍外国人ै業һのݱ 

ʮ̇人͜ࡐそا業の࢈ࡒʯΛ࣮ફ
Ӧཧ೦ͷҰͭͰ͋Δʮࣗ༝ᮣୡʯͷਫ਼ܦ
ਆʹଇΓɺै һҰਓͻͱΓ͕ੜ͖ੜ͖ۀ
ͱ҆શͰ݈߁ʹಇ͚Δ৬৔࡞Γʹ஫ྗ
͍ͯ͠Δ΄͔ɺʮۀࣄͷݪ఺͸ৗʹਓͰ
͋Δ͜ͱΛ๨Εͯ͸ͳΒͳ͍ʯͱ͍͏ਓ
ࢿຊ΁ͷ౤ࢿ਑ͷ΋ͱɺਓతํ༺׆ࡒ
Λ֦ॆ͍ͯ͠·͢ɻ2018೥12݄຤ࡏݱɺ
ฏۉ೥ؒڅ༩͸9೥࿈ଓͰ্ঢ͠816
ສԁ*1ɺฏۈۉଓ೥਺͸9೥࿈ଓͰ্ঢ
͠20.8೥*1Ͱ͋Δ΄͔ɺ༗ٳڅՋऔಘ
཰͸75.3ˋͱɺ੡଄ۀฏ（2*ˋ58.4）ۉΛ
େ্͖͘ճ͍ͬͯ·͢ɻ
*1 ୯ମϕʔε
*2 ग़యɿް ੜ࿑ಇলʮฏ੒30೥ब࿑৚݅૯
߹ௐࠪͷ֓گʯ2017೥·ͨ͸2016ձܭ
೥౓ঢ়گ

˙人ࡒのάϩʔόϧԽ͕ਐḿ
ւ֎Ͱͷ٬ີސணڌ఺ͷ֦ॆ΍ɺࠃ੶
ʹ༺ɾొ༺࠾ͷແ͍࣮ྗຊҐͷ܎ؔʹ
औΓ૊ΜͰ͖ͨ݁Ռɺ࿈݁֎ࠃਓैۀ
һൺ཰্͕ঢ޲܏ʹ͋Γ·͢ɻݱ஍๏
ਓʹ͓͚Δ֎ࠃਓτοϓͷब೚΍ݱ஍
ਓࡒͷװ෦ొ༻͕ਐḿ͍ͯ͠Δ΄͔ɺ
ಛʹӦۀʗϚʔέςΟϯά෦໳ʹ͓͍
ͯ͸ɺ౦ژԠԽͷۀاཧ೦΍Ӧ࢟ۀ੎
Λਂ͘ཧղͨ͠ݱ஍ਓ͕ࡒɺച্֦େʹ
େ͖͘د༩͍ͯ͠·͢ɻ

܎൫ͱ৴པ関ج٬ސͳݻڧ 
 αϓϥΠϠʔΤϯήʔδϝϯτ

˙ւ外Ͱ٬ີސணڌ఺Λల։
ଟ͘ͷ٬͕ސଘ͢ࡏΔถࠃɾؖࠃɾ୆࿷
ʹɺ੡଄ɾ։ൃڌ఺Λల։͍ͯ͠·͢ɻ
ϥΠϯΛಋ࡞ࢼͱಉ౳ͷ੡଄ڥ٬؀ސ
ೖ͢Δ͜ͱͰ։ൃ੒ՌΛ͍ͪૣ͘੡඼Խ
͠ɺมԽͷܹ͍͠൒ಋମɾΤϨΫτϩχΫ
εۀքʹ͓͍ͯɺݻڧͳج٬ސ൫ͱ৴
པؔ܎Λߏங͍ͯ͠·͢ɻ

ಇڠ٬Ҏ外のεςʔΫϗϧμʔͱのސ˙
൒ಋମͷ࠷ઌ୺෼໺Ͱ͸։ൃ՝୊ͷ೉
қ౓͕೥ʑߴ·ͬ ͓ͯΓɺ՝୊ղܾ΍ٕ
ज़ֵ৽Λ࣮͢ݱΔʹ͸ɺ٬ސҎ֎ͷ༷ʑ
ͳεςʔΫϗϧμʔͱͷͭͳ͕Γ΋ΧΪ
ͱͳΓ·͢ɻ౦ژԠԽ͸༏Εٕͨज़ྗ
Λ༗͢Δϕϯνϟʔۀاͷൃ۷ɾࢧԉ΍
ֶज़ؔऀ܎ͱͷڞಉڀݚɺ֤ छίϯιʔ
γΞϜ΁ͷࢀըͳͲɺڀݚ։ൃΛ੾Γޱ
ʹɺ૚ͷް͍ࣾձɾؔࢿ܎ຊΛߏஙͯ͠
͍·͢ɻ

˙αϓϥΠϠʔͱのڠಇ
੡඼ͷ͞ΒͳΔߴ౓Խʹ͋ͨͬͯ͸ݪ
ྉͷ૊੒ஈ֊͔Β࡞Γ͜Ήඞཁ͕͋Δ
΄͔ɺԽֶ෺࣭ͷϦεΫ؅ཧʹ͓͍ͯ΋
αϓϥΠϠʔͱͷ࿈͔͕ͤܽܞͳ͍͜
ͱ͔ΒɺαϓϥΠϠʔΤϯήʔδϝϯτΛ
Խɾ֦ॆ͍ͯ͠·͢ɻڧ

Ձ஋の૑ग़ڥ業Λ௨ͨ͠؀ࣄ 
খԽ࠷ϦεΫのڥ؀ 

ڙ੡品のఏݙߩڥ؀˙
Ձ஋ͷ૑ग़ͱͯ͠ɺϑΥڥΛ௨ͨ͠؀ۀࣄ
τϨδετͷఏڙʹΑΓɺ൒ಋମͷඍࡉ
ԽΛ௨ͨ͡ফඅిྗ௿͍ͯ͠ݙߩʹݮ·
͢ɻ·ͨɺ࠶ੜΤωϧΪʔγεςϜ΍ిؾ
ࣗಈंɺϋΠϒϦουΧʔ౳ͷলΤω੍ޚ
Λ͏ߦύϫʔ൒ಋମͷ੡଄ʹ͔ܽͤͳ͍
gઢɾiઢ༻ϑΥτϨδετͰੈքτοϓγΣ
Ξ*Λ༗͓ͯ͠Γɺ࿈݁ച্ߴͷ10%ऑ
Λ҆ఆతʹ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ
* 2017೥ͷൢച਺ྔγΣΞ（ग़యɿ෋ࡁܦ࢜
ʰ2018 ޫػೳࡐྉɾ੡඼ࢢ৔ͷશ๴ ）ɦ

˙Ϩεϙϯγϒϧ・έΞ׆ಈ
Խֶ෺࣭ΛऔΓѻ͍ɺ੡଄޻ఔʹେྔ
ͷਫΛ༻͍ΔϝʔΧʔͱͯ͠ɺ੡଄աఔ
΍αϓϥΠνΣʔϯʹ͓͚Δڥ؀ϦεΫ
ͷ࠷খԽʹ஫ྗ͍ͯ͠·͢ɻԽֶ෺࣭
ͷ؅ཧʹؔ͢Δւ֎ͷ๏੍ن΍٬ސཁ
ʹ޲܏ਫ४ʹͳΔߴ͢·͢·͸߲ࣄٻ
͋ΔͨΊɺάϩʔόϧͰάϧʔϓܦӦ
ମ੍ΛڧԽ͢ΔGMS（άϧʔϓϚωδ
ϝϯτγεςϜ）ͷҰ؀ͱͯ͠ɺϨεϙϯ
γϒϧɾέΞ׆ಈ*ʹ஫ྗ͍ͯ͠·͢ɻ
* Խֶ෺࣭Λѻ͏ͦΕͧΕͷ͕ۀاԽֶ෺
࣭ͷ։ൃ͔Β੡଄ɺ෺ྲྀɺ࢖༻ɺ࠷ऴফඅ
ΛͯܦഇغɾϦαΠΫϧʹࢸΔશͯͷաఔʹ
͓͍ͯɺࣗ ओత ʮʹڥ؀ɾ҆શɾ݈߁ʯΛ֬
อ͠ɺ׆ಈͷ੒ՌΛެදࣾ͠ձͱͷର࿩ɾί
ϛϡχέʔγϣϯΛ׆͏ߦಈ（Ұൠࣾஂ๏ਓ 
೔ຊԽֶڠۀ޻ձ͕ఆٛ）
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Our Material Issues

ॏཁ՝୊ʢϚςϦΞϦςΟʣのಛఆ͚ͨ޲ʹ্޲業Ձ஋ا
ඇࡒ຿ࢿຊの͞ΒͳΔਐԽͱࣄ業の࣋ଓత੒௕ΛਤΔͨΊɺا業Ձ஋͚ͨ޲ʹ্޲ॏཁ՝୊ʢϚςϦΞϦςΟʣΛಛఆ
͠·ͨ͠ɻ͜ ΕΒϚςϦΞϦςΟ΁の取Γ૊ΈʹΑΓɺࣾ ձͱのڞ༗Ձ஋Λ૑଄͠ɺ࣋ଓతͳا業Ձ஋্޲Λ໨ͯ͠ࢦ
͍͖·͢ɻ

ʕࣾձ΁のݙߩΛ࣮͠ݱଓ͚ΔͨΊʹʕ
౦ژԠԽ͸ɺઌ୺෼໺Ͱのߴ෇ՃՁ஋੡品のఏڙʹΑͬͯࣾձత՝୊のղܾʹ͢ݙߩΔͱͱ΋ʹɺا業׆ಈશ
ൠʢόϦϡʔνΣʔϯʣʹ 関࿈͢Δࣾձత੹೚ʹ੣࣮͔ͭੵۃతʹ取Γ૊Ή͜ͱͰɺ࣋ଓతͳا業Ձ஋্޲Λ໨
͛ܝʹ業ཧ೦ا଴ͱ৴པʹԠ͑ɺظ΋༷ʑͳεςʔΫϗϧμʔのޙࠓɻ͢·͍ͯ͠ࢦ ʮͨࣾձ΁のݙߩʯΛ࣮ݱ
͠ଓ͚ΔͨΊのࢦ਑ͱͯ͠ɺϚςϦΞϦςΟ΁の取Γ૊Έʹ஫ྗ͍͖ͯ͠·͢ɻ

εςοϓ

2
நग़ͨ͠՝୊ͷॏཁ౓ʹ͍ͭͯɺ
ESGௐࠪؔػͷධՁ߲໨΍೔ʑ
ͷεςʔΫϗϧμʔͱͷର࿩಺
༰Λ౿·͑ ʮͨࣾձɾεςʔΫ
ϗϧμʔʹ͓͚Δॏཁ౓ʯɺ৽த
ըͷશࣾઓུ΍෦໳͝ͱͷܭظ
ઓུΛ౿·͑ ʮͨ౰ࣾͷܦӦʹ
͓͚Δॏཁ౓ʯͷ2࣠ͰධՁ͠ɺ
ಛʹॏཁ౓ͷ6߲͍ߴ໨ΛϚς
ϦΞϦςΟ߲໨Ҋͱ͠·ͨ͠ɻ

εςοϓ

3
֤ϚςϦΞϦςΟʹ͓͍ͯPDCA
αΠΫϧΛճͨ͢ΊͷʮओͳऔΓ
૊Έʯ΋ઃఆ͠ɺܦӦ૚ͷঝೝΛ
ԠԽͷϚςϦΞϦςΟژɺ౦ͯܦ
ͱͯ͠ಛఆ͠·ͨ͠ɻ

ϚςϦΞϦςΟಛఆϓϩηε

ࠃ ࡍ త ͳ ࿮ ૊ ΈͰ͋ΔISO
26000ɺGRIελϯμʔυɺࡍࠃ
౷߹ใࠂϑϨʔϜϫʔΫɺSDGs
ͷ΄͔ɺ೔ຊԽֶڠۀ޻ձͷʮϨ
εϙϯγϒϧɾέΞίʔυʯ౳Λ౿
·͑ɺ౦ژԠԽͷ࣋ଓతͳՁ஋
૑଄ʹ͚ͯ޲ରԠ͕ඞཁͱͳΔ
՝୊Λநग़͠·ͨ͠ɻ

εςοϓ

1

東京応化の
ϚςϦΞϦςΟ

社
会
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
お
け
る
重
要
度 ౰ࣾのܦӦʹ͓͚Δॏཁ౓
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企業価値向上に向けた重要課題（マテリアリティ）

社会との共有価値創造により
持続的な企業価値向上へ

マテリアリティ ESG分野 主な取り組み 関連するSDGs

イノベーションに資する
高付加価値製品の
開発・提供

社会
（S）

顧客満足のさらなる向上

イノベーションと
社会的課題の解決への貢献

環境保全
環境
（E）

環境経営の推進

気候変動問題への対応

資源循環の促進

大気・水・土壌環境の保全

生物多様性の保全

化学物質の管理 法規制への的確な対応

人財施策の強化
社会
（S）

人財力の強化

ダイバシティ＆
インクルージョン

人権の尊重と
公正な労働慣行

労働安全衛生・保安防災 労働安全衛生・
化学物質のリスク低減

コーポレート・
ガバナンスの充実

ガバナンス
（G）

ガバナンス実効性の強化

コンプライアンス

リスクマネジメント

Our
Foundation
持続的な

価値創造基盤

Our
Value

Creation
事業を通じた
社会的課題解決
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ҩྍඅの๲ு

มಈϦεΫのީؾ
化ࡏݦ

AIɾIoTɾ5G౳
新ͨͳITΠϯϑϥ
のొ৔

ٕज़Πϊϕʔγϣϯ
の೉қ౓্ঢɾ௕期
εύϯ化

গྸߴࢠ化ʗ
࿑ಇਓޱのݮগ

新ͨͳϞϏϦςΟ
ࣾձ΁のҠߦ

άϩʔόϧχοντοϓا業

఺のਐ化ڌ٬ີணސ

χονͳྖҬͰߴ෇ՃՁ஋੡඼Λ 
։ൃɾ্͠ࢢଓ͚ΔϏδωεϞσϧͷܧଓ

ʮ։ൃྗʯʮ੡଄ྗʯʮӦྗۀʯͷ 
ҐҰମͰͷల։Λ৽ͨͳϑΣʔζ΁ਐԽͤ͞Δࡾ

東京応化の࣋ଓతՁ஋૑造ϓϩηε
౦ژԠԽ͸ɺάϩʔόϧχοντοϓا業ͱͯ͠ɺ国಺外Ͱங͍͖ͯͨݻڧͳج٬ސ൫の΋ͱɺlࣾձʹ໾ཱͭɺ他ࣾ
͕खֻ͚ͳ͍Α͏ͳ੡品の։ൃzͱ͍͏੾ΓޱͰɺࣾ ձత՝୊のղܾʹ͍ͯ͠ݙߩ·͢ɻٕज़స׵εϐʔυ͕ۃΊͯ
଎͍൒ಋମ関࿈ࣄ業΍ΤϨΫτϩχΫε関࿈ࣄ業ʹ͓͚Δ࣋ଓతͳՁ஋૑଄Λ͑ࢧΔの͸ɺ௒௕ظΛݟਾ͑ͨࡒ຿ج൫ɺ
ੈքߴ࠷ਫ४のٕज़ྗɺͨ Ώ·͵ڀݚ։ൃ΍人తࢿຊ΁の౤ࢿͰ͢ɻʮtokதܭظը2021ʯͰ͸ɺ͜ ΕΒܦӦݯࢿΛ

Our Value Creation Process

ϚςϦΞϦςΟ΁のऔΓ૊Έ
Πϊϕʔγϣϯʹ͢ࢿΔߴ෇ՃՁ஋੡඼ͷ։ൃɾఏڙʗڥ؀อશʗԽֶ෺࣭ͷ؅ཧʗ
ਓࡦࢪࡒͷڧԽʗ࿑ಇ҆શӴੜɾอ҆๷ࡂʗίʔϙϨʔτɾΨόφϯεͷॆ࣮

tok中期計画2021

Ӧཧ೦ܦ

ӦϏδϣϯܦ

ϙΠϯτ1. ۀࣄϙʔτϑΥϦΦͷมֵΛڧԽɹϙΠϯτ2. ੒௕يಓ΁ͷճؼ 
ϙΠϯτ3. όϥϯεγʔτϚωδϝϯτΛڧԽɺ৽ͨͳ഑౰ํ਑Λಋೖ

ٕज़ͷͨΏ·͟Δݚᮎɺ੡඼ͷߴ౓Խɺࣾ ձ΁ͷݙߩɺࣗ ༝ᮣୡ

 ಈ（ຬ଍Ͱ͖Δੑೳɺίετɺ඼࣭）Λ௨ͯ͡ɺײ෇ՃՁ஋੡඼ʹΑΔߴ
ੈքͰ৴པ͞ΕΔۀاάϧʔϓΛ໨͢ࢦ

ຊࢿ຿ࡒ
૯࢈ࢿ

1,846ԯԁ
ຊൺ཰ࢿݾࣗ

78.0ˋ

੡造ࢿຊ
ઃඋ౤ֹࢿ

56ԯԁ

஌తࢿຊ
ಛొڐ࿥݅਺290݅
։ൃඅ85ԯԁڀݚ

ਓతࢿຊ
࿈݁ै業һ਺

1,673ਓ

ࣾձɾؔࢿ܎ຊ
ൢച஍Ҭ29஍Ҭ

ࣗવࢿຊ
ݯࢿଓՄೳͳࣗવ࣋

ࣾձత՝୊ ओཁͳ
౤Լࢿຊ ྉ事業ࡐ ૷ஔ事業

ʢ2018೥12݄ظʣ
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͞ΒʹਐԽͤ͞ɺϚςϦΞϦςΟ΁の取Γ૊Έʹ΋஫ྗ͢Δ͜ͱͰɺࣾ ձͱのڞ༗Ձ஋Λ࣮͠ݱɺ࣋ଓతͳՁ஋૑଄ʹ
ɻ͢·͖͍ͯ͠ࢿ౤࠶͚ͯ޲

ઌ୺ࡐྉのఏڙʹΑΔ
ٕज़Πϊϕʔγϣϯの
ଅਐ

଎化ߴσόΠεのࢠి
ʹΑΔ生্޲ੑ࢈

৔Ͱのݱ業΍ҩྍ࢈֤
ԕִૢ࡞の֦େ

৴པੑΛ྆ߴೳɾػߴ
σόΠεࡌंཱͨͤ͞
ʹΑΓɺ҆શͳࣗಈӡ
సࣾձΛ࣮ݱ

༧๷ҩྍٕज़のਐ化ʹ
ΑΔ݈߁ण໋のԆ৳

֤छثػのফඅΤωϧ
ΪʔΛ൒ಋମٕज़Ͱ
ޚ੍

 ෇ՃՁ஋ߴ
੡඼΁の
ͩ͜ΘΓ

٬ͱのސ
༗Ձ஋のڞ
૑造

lChallenge  
for  

the Futurez

ࣾձͱの
༗Ձ஋のڞ
૑造

2020೥の
「͋Γ͍ͨ࢟」

૑業Ҏདྷの
DNA

ࢿ౤࠶͚ͨ޲ʹଓతՁ஋૑造࣋

͓٬༷

半
導
体
市
場
・
電
子
部
品
市
場 

ほ
か

最
終
製
品
・エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

持
続
的
な
企
業
価
値
向
上

2021೥12݄期業੷໨ඪɿച্1,250ߴʙ1,450ԯԁɹӦ業ར益150ʙ205ԯԁ

新ن事業 ࣾձ΁の
ఏڙՁ஋
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東京応化のϑΥτϨδετ
౦ژԠԽ͸ɺ൒ಋମの੡଄ʹ͔ܽͤͳ͍ࡐੑޫײྉͰ͋ΔʮϑΥτϨδετʯのੈքNo.1ϝʔΧʔͰ͢ɻ൒ಋମ
੡଄޻ఔʹ͓͍ͯɺϑΥτϨδετ͕Ռͨ͢機ೳ΍ੑೳ等Λղઆ͠·͢ɻ

Our Value Creation
ϑΥτϨδετ͚ͩͰͳ͘ɺ
७౓Խֶༀ඼΍ϓϩηεߴ
ͳͲͷ૷ஔ΋ల։͢Δ͜ͱͰɺثػ
൒ಋମ੡଄ʮલ޻ఔʯͷશϓϩηεͰ
ਂ͍஌ݟΛ஝ੵɻ
͞ΒͳΔߴ෇ՃՁ஋ͷ૑଄Λ
Մೳͱ͍ͯ͠·͢ɻ

γϦίϯج൘の্ʹूੵճ࿏Λ࡞Γ͜Έɺ
LSIνοϓΛ࡞Δ޻ఔɻ
ϑΥτϨδετのΤονϯά଱ੑΛ͔͠׆·͢ɻ

*1  ArFɺKrFɺgઢɾiઢ༻ϑΥτϨδετͷ2017೥ͷ߹ൢܭച਺ྔ࣮੷ϕʔε
（෋ܦ࢜hࡁ ৔ͷશ๴ࢢྉɾ੡඼ࡐೳػޫ 2018 Λɦجʹ౰ࣾࢉग़）

౦ژԠԽの൒ಋମ༻ϑΥτϨδετࣄ業
Breakdown

൒ಋମ༻
ϑΥτϨδετの
ੈքγΣΞ*1    

Aࣾ
17.1%

Bࣾ
13.0%

Cࣾ
12.5%

Dࣾ
10.6%

Eࣾ
8.3%

Fࣾ
3.7%

その他
7.9%

Global No.1
東京応化
26.9% ϑΥτϨδετ

அ໘ਤ

ᶃϑΥτϨδετのృ෍

ྉͰ͋Δࡐੑޫײ
ϑΥτϨδετΛృ෍

ᶄ࿐ޫ

ϑΥτϚεΫ（ઃܭਤ）Λ
ϑΥτϨδετʹసࣸ

ᶆΤονϯάʢ৯ࠁʣ

ϑΥτϨδετύλʔϯΛ
อޢບͱͯ͠ɺϑΥτϨδετ
ͷͳ͍෦෼ΛΤονϯά

ᶅ૾ݱ

ϑΥτϨδετύλʔϯ
Λܗ੒

ϑΥτϨδετ

൒ಋମ੡造
「લ޻ఔ」

൒ಋମ
੡造
ϑϩʔ

લ޻ఔ

γϦίϯ΢Τϋ
（΢Τϋ）

Խບࢎ

Readers` Guide

ϑΥτϨδετʹ
ΑΔύλʔϯྫ

012 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.



൒ಋମνοϓΛ個ʑʹ੾Γग़ͯ͠ɺ
֤छύοέʔδʹ෧ೖ͢Δ޻ఔɻ
ϑΥτϨδετのްບܗ੒ೳྗ等Λ͔͠׆·͢ɻ

ᶇϑΥτϨδετআڈ

ෆཁͱͳͬͨ
ϑΥτϨδετΛআڈ

ᶈ൒ಋମྖҬのܗ੒

ෆ७෺֦ࡎࢄΛృ෍ޙɺ
ԹͰম੒ͯ͠ɺߴ
൒ಋମྖҬΛܗ੒

Our Strength

൒ಋମ੡଄ͷ「લ޻ఔ」
ͱ「޻ޙఔ」ͷ૒ํͰɺ੒

௕υϥΠόͱͳΔϑΥτ
ϨδετΛఏڙ

Creating Shared Value

֤छ࠷ऴ੡඼ʹ౥͞ࡌΕ
ɺࣾ ձͱͷڞ༗Ձ஋Λ૑଄

ୡ੒ʹ取Γ૊Ή
SDGs໨ඪ

ྫ1 ϑΝϯΞ΢τܕ΢ΤϋϨϕϧύοέʔδ 
with ࠶഑ઢ༻Ϩδετ

ྫ2 2.5D Πϯλʔϙʔβʔ
with ࠶഑ઢ༻Ϩδετ

ᶉઈԑບ΍഑ઢのܗ੒

Ξϧϛχ΢Ϝ΍ಔͰ
഑ઢΛܗ੒

ᶊूੵճ࿏Λܗ੒

ᶃʙᶉͷ޻ఔΛ܁Γฦͯ͠
ूੵճ࿏Λܗ੒

ᶋूੵճ࿏͕׬੒

΢Τϋ্ʹɺඍࡉՃٕ޻ज़ʹ
Αͬͯ࡞ΒΕͨଟ਺ͷ
ूੵճ࿏͕׬੒

ᶌ΢ΤϋΛ੾அ

൒ಋମνοϓͷαΠζʹ
΢ΤϋΛ੾அ

൒ಋମνοϓ׬੒

੾அͨ͠΢Τϋͷ
Ұͭͻͱ͕ͭ
൒ಋମνοϓʹ

ϝϞϦνοϓ

547

ϓϩηοανοϓ
ϝϞϦόεද໘഑ઢ

Πϯλʔϙʔβʔ͸ΜͩϘʔϧ

഑ઢ૚࠶
෧ࢭथࢷ

൒ಋମνοϓ

൒ಋମ੡造
「ఔ޻ޙ」

ఔ޻ޙ

੒ͨ͠׬
ूੵճ࿏
ͷஅ໘ਤ

഑ઢ

ઈԑບ
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ϑΥτϨδετ事業のίΞόϦϡʔ
ಉ͡ճ࿏ઢ෯ɺಉ͡εϖοΫの൒ಋମΛ࡞Δ৔߹Ͱ΋ɺϑΥτϨδετʹٻΊΒΕΔಛੑ΍࢖༻ํ法͸൒ಋମϝʔ
ΧʔʹΑͬͯେ͖͘ҟͳΓ·͢ɻ౦ژԠԽのϑΥτϨδετࣄ業͸ɺ٬͝ސͱɺϓϩηε͝ͱʹҟͳΔχʔζ΍ཁ
͔ܽʹɻ൒ಋମのਐԽڙద͔ͭεϐʔσΟʹఏ࠷ਫ४ʹର͠ɺϑΝΠϯνϡʔχϯάͨ͠ΦʔμʔϝΠυ品Λٻ
ͤͳ͍໾ׂΛՌͨ͢͜ͱͰɺ͋ ΒΏΔ࢈業のਐԽͱٕज़Πϊϕʔγϣϯɺࣾڥ؀ձの૑ग़ʹ͍ͯ͠ݙߩ·͢ɻ

Readers` Guide

൒ಋମのճ࿏ઢ෯のਪҠ*1ͱੈքの൒ಋମࢢ৔ن໛ਪҠ*2

൒ಋମ༻ϑΥτϨδετの෇ՃՁ஋構੒ϑΝΫλʔ

*1 ֘౰೥୅ʹ͍ͭͯ͸ɺ౰ࣾਪఆΛؚΈ·͢ɻ   *2 ग़యɿੈ ք൒ಋମࢢ৔౷ܭ

٬ͱのސ
༗Ձ஋ڞ

tok`s
Core Values 

෇ՃՁ஋ߴ
ϑΥτϨδετ
ʹΑΔ

൒ಋମの੡造

νοϓ͋ͨΓ
τϥϯδελの૿Ճ

ˍ
าཹΓの্ঢ

౓ײ ղ૾ੑ ϥϑωε*
*ճ࿏ઢ෯ͷΏΒ͗

Τονϯά
଱ੑ ൘ີணੑج ϓϩηε

ద߹ੑ

७౓ ෺࣭҆શੑ ίετ

1986೥
26,355ඦສถυϧ

1970೥୅
൒ಋମճ࿏ઢ෯

10,000nmʙ
1,500nm 1980೥୅

൒ಋମճ࿏ઢ෯
1,500nmʙ

600nm

ੈքの൒ಋମࢢ৔

配線
チップ

回路D

回路 B

回路A

回路C
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൒ಋମ࢈業のόϦϡʔʢࢢ৔ن໛ʣ͸ɺ
ϑΥτϨδετʹ ΑΔඍࡉԽのਐలͱͱ΋ʹ֦େ

2018೥
468,778ඦສถυϧ

͋ΒΏΔ࢈業のਐ化ͱٕज़Πϊϕʔγϣϯɺ
ݙߩʹձの૑ग़ࣾڥ؀

൒ಋମの
ॲཧ଎౓্ঢ

ˍ
੡造ίετ௿Լ

ΤϨΫτϩχΫεثػの
化ɾܕೳ化ɾখੑߴ
௿ফඅిྗ化ɾ
௿ίετ化

٬͝ͱɺϓϩηε͝ͱʹҟͳΔސ
χʔζ΍ཁٻਫ४ʹର͠ɺ
ϑΝΠϯνϡʔχϯάͨ͠

ΦʔμʔϝΠυͷϑΥτϨδετΛ
εϐʔσΟʹఏ͢ڙΔ「ྗ」

ϓϩηε
A

ϓϩηε
1

ϓϩηε
ᶗ

ϓϩηε
B

ϓϩηε
2

ϓϩηε
ᶘ

ϓϩηε
C

ϓϩηε
3

ϓϩηε
ᶙ

顧
客
Ａ

顧
客
Ｂ

顧
客
Ｃ

1990೥୅
൒ಋମճ࿏ઢ෯

600nmʙ130nm

2000೥୅
൒ಋମճ࿏ઢ෯

130nmʙ32nm

2010೥୅
൒ಋମճ࿏ઢ෯
32nmʙ7nm
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ϓϩηεثػ 

൒ಋମ੡造༻૷ஔ
൒ಋମͷ3࣮ݩ࣍૷ϓϩηεͷେ෯ͳޮ཰ԽΛՄೳʹ͢Δ
΢ΤϋϋϯυϦϯάγεςϜʮZero Newton®ʯ౳

ύωϧ༻ϓϩηε૷ஔ
ϑϨΩγϒϧ༗ػELύωϧ౳ʹ༻͍ΔUVΩϡΞ（ࢵ֎ઢ
ɺߴԽ）૷ஔߗ ਫ਼౓ͷίʔςΟϯάΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖Δృ
෍૷ஔͷ΄͔ɺRˍD༻ృ෍૷ஔ౳ͷ֤छϓϩηεثػ౳

৔χʔζΛઌऔΓࢢɺ͔͠׆ྉ事業ͱの૬৐ޮՌΛࡐ

΢ΤϋϋϯυϦϯάγεςϜʮZero Newton ʯ౳

ྉ事業ࡐ

७౓化ֶༀ඼ߴ

ΤϨΫτϩχΫεػೳࡐྉ

ϑΥτϨδετ
൒ಋମ΍ύωϧͳͲͷඍࡉՃ޻ʹ
ඞཁෆՄܽͳࡐྉ

ྉࡐ౓࣮૷ີߴ
൒ಋମͷඍࡉԽͷਐలʹ൐͏
഑ઢのଟ૚化ʹରԠ͢Δɺ
ύοέʔδ༻ϑΥτϨδετ΍
MEMSࡐྉ౳

७౓化ֶༀ඼ߴ
ੈքߴ࠷ਫ४の७౓Λ࣮ͨ͠ݱ
ચড়ӷɺγϯφʔɺ૾ݱӷ

ແػɾ༗ػ化ֶༀ඼
༷ʑͳۀ࢈෼໺Ͱར༻͞Ε͍ͯΔ
Խֶༀ඼

収益υϥΠόͱͯ͠ߴɺ ෇ՃՁ஋੡඼Λల։

Materials Equipment

事業ϙʔτϑΥϦΦ

൒ಋମの2ݩ࣍ɺ
のશํҐͰのݩ࣍3
Ձ஋૑造Λڧ化

 ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ

事業෦໳ผSWOT෼ੳ
ˠP58ɺP62͝ࢀর

ઌ୺ྖҬΛத৺ʹ଍ݩのऩӹΛݗ引͢Δʮࡐྉࣄ業ʯɺ·ͨɺಉࣄ業ͱの૬৐ޮՌΛ͔͠׆ͳ͕Βɺχονͳ෼໺Ͱ
৽ͨͳྖҬΛ։୓͢Δʮ૷ஔࣄ業ʯΛల։͍ͯ͠·͢ɻ

౦ژԠԽ At a Glance

MaterialsMaterialsMaterialsMaterials EquipmentEquipmentEquipmentEquipmentEquipment
 ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ ɻM&EʢMaterials & Equipmentʣઓུ ɻ

2018೥12݄期
࿈݁ച্ߴ

1,052ԯԁ 41.5%

ྉ事業ɿࡐ
७౓化ֶༀ඼ߴ

55.9%

ྉ事業ɿࡐ
ΤϨΫτϩχΫεػೳࡐྉ

0.1%

ͦのଞ

2.5%

૷ஔ事業

૷ஔ事業

ྉ事業ࡐ ૷ஔ事業
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άϩʔόϧల։

ͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻࢉ಺9ϱ݄ɺւ֎12ϱ݄ͷมଇܾࠃ͸ظ൐͍ɺ2017೥12݄ʹߋมظࢉܾ *

TOKઑ୺ࡐྉࣾ

ؖ 国

ɾݱ஍๏ਓ1 һ਺121名ۀɹɾ࿈݁ै（఺ڌ1ࣾ）

TOKΞϝϦΧࣾ

ถ国

ɾݱ஍๏ਓ1 һ਺113名ۀɹɾ࿈݁ै（఺ڌ2ࣾ）

୆ ࿷

୆࿷౦ጯԽࣾ

ɾݱ஍๏ਓ1 һ਺175名ۀɹɾ࿈݁ै（఺ڌ3ࣾ）

ຊ 業ॴࣄ৔・2޻5ࣾ・
ྲྀ௨ηϯλʔ

೔ ຊ

ɾຊ һ਺1,199名ۀɹɾ࿈݁ै（఺ڌ9ࣾ）

* ͦͷଞɿதࠃɺϤʔϩούɺγϯΨϙʔϧͳͲ

ࡏݱһ਺͸2018೥12݄31೔ۀै˞

2018೥12݄期
࿈݁ച্ߴ

1,052ԯԁ

23.5%

೔ຊ

39.3%

୆࿷

10.4%

ถࠃ

15.1%

ͦのଞ*

11.7%

ࠃؖ

൒ಋମ෼໺ʹ࣠଍Λஔ͖ɺ٬ີސணઓུʹ஫ྗ͖ͯͨ݁͠Ռɺ࿈݁ച্ߴʹ઎ΊΔւ外ച্ൺ཰͸75%લޙͰ
ਪҠ͍ͯ͠·͢ɻ

ւ֎ച্ߴൺ཰（%）

ւ֎ച্ߴൺ཰

76.5ˋ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/3 2017 2018/12

58.1
61.9

66.1
69.2 71.5

75.6 74.2
77.0 79.1*
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製品ポートフォリオ
半導体製造の「前工程」と「後工程」の双方に得意とするニッチな領域を持ち、微細化と3次元化の双方に強みを
有しています。また、非感光性材料である高純度化学薬品や装置分野でも、最先端の価値を提供しています。

高純度
化学薬品接着剤3次元実装用装置

Zero Newton®

マイクロレンズ用
フォトレジスト

高純度
化学薬品

感光性
永久膜材料

リストオフ用
フォトレジスト

バンプ形成用
フォトレジスト

ウエハレベルCSP用
フォトレジスト

高純度
化学薬品

洗浄液 現像液シンナー

無機化学薬品有機化学薬品

TFT用
フォトレジスト

高純度
化学薬品

UVキュア装置カラーフィルター用
フォトレジスト

高信頼性
透明材料

有機EL用
フォトレジスト

* 2017年の販売数量シェア（出典：富士経済 『2018 光機能材料・製品市場の全貌』）

高純度
化学薬品

層間絶縁膜 拡散剤 シュリンク
プロセス材料

自己組織化材料
（DSA）保護膜材料

EUV（極紫外線）用
フォトレジスト

EB（電子ビーム）用
フォトレジスト

ArF用
フォトレジスト

KrF用
フォトレジスト

g線・i線用
フォトレジスト

Global 
No.1*

Global 
No.1*

東京応化 At a Glance

* 

V
A

LU
E

半導体製造分野

半導体パッケージ製造分野

イメージセンサー／MEMS製造分野

3次元実装分野

パネル製造分野

高純度化学薬品

V
A

LU
E
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* 2017೥ͷൢച਺ྔγΣΞ（ग़యɿ෋ࡁܦ࢜ h ৔ͷશ๴ࢢྉɾ੡඼ࡐೳػޫ 2018 ）ɦ

ओͳ対৅ࢢ৔ʗΞϓϦέʔγϣϯʗ࠷ऴ੡඼౳
౦ژԠԽの੡品͸શͯBtoBࣄ業ʹΑΔ΋のͰ͋Γɺ౰ࣾの੡品͕೔ৗʹ͓͍ͯ人ʑの໨ʹ৮ΕΔ͜ͱ͸͋Γ·
ͤΜ͕ɺ࠷ऴ੡品のਐԽʹ͔ܽͤͳ͍ࡐྉͱ͠ ͯɺ༷ ʑͳΠϊϕʔγϣϯ΍ࣾձత՝୊のղܾʹ͍ͯ͠ݙߩ·͢ɻ

εϚʔτϑΥϯ
λϒϨοτ୺຤
ύιίϯ

΢ΤΞϥϒϧ୺຤

ςϨϏ
֤छσΟεϓϨΠ
εϚʔτϑΥϯ
λϒϨοτ୺຤

൒ಋମ
੡造ϥΠϯ౳
ύωϧ੡造
ϥΠϯ౳

VALUE
ೳԽੑߴ
Խࡉਫ਼ߴ
লిྗԽ

VALUE
ೳԽੑߴ
Խࡉਫ਼ߴ
লిྗԽ

ୡ੒ʹ取Γ૊Ή
SDGs໨ඪ

VALUE
ೳԽੑߴ
লిྗԽ
খܕԽ

VALUE
ೳԽੑߴ
লిྗԽ
খܕԽ

VALUE
ೳԽੑߴ
লిྗԽ
খܕԽ

VALUE
ೳԽੑߴ
লిྗԽ
খܕԽ

େ༰ྔαʔόʔ
εʔύʔ
ίϯϐϡʔλ
ήʔϜػ౳

AI
IoT

ࣗಈӡసɾADAS
ϩϘςΟΫε

生Մೳ࠶
ΤωϧΪʔઃඋ
ΤίΧʔ౳
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